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Verbale della riunione del Gruppo AQ del CdS in Design per la moda Del
12 ottobre 2020, ore 15

11 gruppo AQ, del CdS in Design per la Moda, composto da:

Alessandra Cirafici (responsabile);
Pasquale Argenziano,

Marco Calabro,

Caterina Cristina Fiorentino,
Manuela Piscitelli

Si ¢ riunito su piattaforma Mteams il giorno 12 ottobre 2020, ore 15
Argomenti di confronto del Gruppo AQ, sono stati:

Esito bando 20/21 di selezione per accesso al CdS (Graduatorie e scorrimenti)
Andamento avvio attivita didattiche a.a.20/21

Esito questionario per monitoraggio attivita di orientamento in ingresso
Revisione/adattamento del questionario di autovalutazione

Azioni da intraprendere per aggiornamento SUA CdS (scadenza 30 ottobre 2020)
Azioni da intraprendere per attivazione di 2 richieste per Doppio titolo con la OKAN

AN e
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